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摘要  研究发现在碱性条件下，盐酸强力霉素对鲁米诺-铁氰化钾体系化学发光反应具有明显的增敏作用，据此

建立了分子印迹-流动注射化学发光法定量分析盐酸强力霉素的新方法。以甲基丙烯酸为功能单体、乙二醇二甲基
丙烯酸酯为交联剂合成了盐酸强力霉素的分子印迹聚合物。以此分子印迹聚合物为分子识别物质，利用盐酸强力

霉素-鲁米诺-铁氰化钾化学发光体系，结合流动注射化学发光分析技术，建立了测定盐酸强力霉素高选择性的分

子印迹-流动注射化学发光分析方法。方法的线性范围为9.0×10-7～6.0×10-5 g·mL-1,检出限为3.2×10-7 

g·mL-1。对6.0×10-6 g·mL-1的盐酸强力霉素水溶液进行分析，9次平行测定的相对标准偏差为3.5%。利用
此方法测定尿样和盐酸强力霉素药片中盐酸强力霉素的含量，结果令人满意。 
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